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Abstract _ ______ 

PURPOSE:To form a composite oxide thin film of good quality and uniform thickness regardless of a 
shape of a foundation. 

CONSTITUTIONS a manufacturing method of a PZT thin film 28 provided to an upper surface of a 
silicon oxide film, a precursor is generated through hydrolysis and paly condensation of 
diisopropoxyiead, terapropoxytitanium and tetraisopropoxyziroconium which flow into a reaction 
chamber together with vapor by using a CVD device 2 and then the precursor is deposited on a 
substrate heated to 650 deg.C to form the crystalline PZT thin film 28. 
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Titel: Keramik-beschichteter Film, sowie Verfahren und 

Vorrichtung zur Herstellung eines keramik- 

beschichteten Films 

Patentanspriiche : 

1. Keramik-beschichteter Film, beschichtet mit einem 
keramischen Dunnfilm aus einem Metall oder einer 
Metallverbindung , dadurch gekennzeichnet , daS auf der 
Oberflache eines hochmolekularen Filmsubs trats (2) eine 
haf trermittelnde Schicht (3), in der ein Metall oder eine 
Metallverbindung anwesend ist, welche(s) durch Umsetzung mit 
adsorbierten Molekiilen, welche polare Molekiile sind, im 

Dif f usionszustand gebildet ist, und ein keramischer Dunnfilm 
(4) aus Metall und Metallverbindung in dieser Reihenfolge 
aufeinander geschichtet sind. 

2. Keramik-beschichteter Film nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, da£ es sich bei den polaren Molekiilen urn 
Wassermolekiile handelt . 
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6. Verfahren zur Herstellung eines keramik-beschichteten 
films durch Beschichtung mit einem keramischen Diinnfilm aus. 
einem Metall oder einer Metallverbindung, dadurch 
gekennzeichnet , daS auf der Oberflache eines hochmolekularen 
Filmsubstrats (2) eine absorbierte Molekulschicht aus polaren 
Molekulen erzeugt wird, und dafi auf der adsorbierten 
Molekulschicht ein keramischer Diinnfilm (4) aus einem Metall 
und einer Metallverbindung gebildet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalS 
es sich bei den polaren Molekulen urn Wassermolekule handelt. 

Ausfuhrliche Erlauterung der Erf indung (Auszug) : 



[0038] 
Tabelle 1 





Adsorbierte Molekiile 


Zahl feiner 
Locher (/mm 2 ) 


Sauerstoffdurchlassig- 
keit (cc/m 2 /day) 


Haftfahigkeit (*) 


Ausfuhrungs- 
beispiel 


Wassermolekule 


19 


0.5 


@ 


Ammoniak 


20 


0.5 


O 


Isopropylalkohol 


17 


0.4 




Stickstoff-Wasserstoff-Molekiile 


19 


0.5 




Vergleichs- 
beispiel 


Keine 


72 


0.7 


o 



* Die Haftfahigkeit wurde durch Adhasionspruf ung mittels eines 



Klebestreif ens bewertet . ®: gut O: geringe Ablosung 
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